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Abstract (en)
The invention relates to a method for achieving a time characteristic of a metal melt in a ladle, the heating energy being generated by at least one
plasma torch. Here, various values, such as, inter alia, the mass, the specific values of the melt in the ladle and plant parameters, are input into
an adaptive control and the heating power is determined therefrom. The actual temperature of the melt is furthermore continuously measured and
likewise taken into account in this process.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verfahren zum Verwirklichen eines Zeitlichen Verlaufes einer Metallschmelze in einer Pfanne, wobei die
Heizenergie durch mindestens einen Plasmabrenner erzeugt wird. Hier werden verschiedene Werte wie u.s. die Masse, die spezifischen Werte der
in der Pfanne befindlichen Schmelze sowie Anlagenparameter in eine adaptive Steuerung eingegeben, und hieraus wird die Heizleistung ermittelt.
Weiterhin wird fortlaufend die tatséchliche Temperatur der Schmelze gemessen und ebenfalls hierbei berlicksichtigt.
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